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(57)  

     Sáng chế đề cập đến dung dịch mạ vàng không điện chứa a) ion vàng; b) ion sulfit; c) 
ion iođua; d) ít nhất một hợp chất phosphonat có công thức (1), trong đó mỗi X độc lập là 
nhóm alkanđiyl; R1, R2, R3 và mỗi R4 độc lập là nhóm alkanđiyl; M độc lập là hyđro, 
nguyên tử kim loại hoặc gốc tạo cation; mỗi n là một số hữu tỉ và được chọn tùy theo hóa 
trị của M tương ứng; và b là một số nguyên bằng 1 tới 10. Sáng chế cũng liên quan đến 
việc sử dụng dụng dịch mạ này và phương pháp lắng phủ lớp vàng trên bề mặt nền. Dung 
dịch mạ này là đặc biệt thích hợp để sản xuất bảng mạch in, đế IC, dụng cụ bán dẫn, linh 
kiện đặt xen làm bằng thủy tinh và các loại tương tự.
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